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1974 – 1979 весна

Становление тематики исследований и 

разработок в области технических и 

технологических приложений 

результатов НИР лаборатории 

коллективных процессов КФП.

Формирование инициативной группы 

исполнителей.

Создание материальной базы.



1974 – 1977. Первые эксперименты по нанесению тонких металлических пленок из плазменной

фазы совместно с сотрудниками МРТИ и НПО «Интеграл», г. Минск

1. Достанко А.П., Пикуль М.И., Ермолаев А.И. Изучение энергетических 

спектров ионов алюминия, образующихся в разряде Пеннинга / Сб. аннотаций 

ІV Всесоюзной конференции по физике низкотемпературной плазмы, т. 1, стр. 

139, Киев, 1975.

2. Пикуль М.И., Достанко А.П., Дудко С.М., Сосипатров М.В. Применение 

разряда Пеннинга в парах металлов для осаждения пленок в вакууме / Тезисы 

докладов III-й Всесоюзной конференции по плазменным ускорителям, 14-16 

мая, 1976, г. Минск.

3. Пикуль М.И., Ермолаев А.И. Экспериментальное исследование параметров 

плазмы в парах металлов в условиях формирования пленок / 

Республиканская научно-техническая конференция, февраль 1976, Минск.

4. Достанко А.П., Пикуль М.И., Рожков А.М. Использование электрических 

разрядов в парах металлов для осаждения пленок  / Тезисы Всесоюзного 

совещания «Новые методы нанесения покрытий напылением», окт. 1976, г. 

Ворошиловград.

5. Достанко А.П., Пикуль М.И., Рожков А.М., Сосипатров М.В. О возможности 

использования плазмы металлов в процессе осаждения тонких пленок  / ЖTФ, 

№ 2, 1977.

8. Пикуль М.И., Ермолаев А.С., Холенков В.Ф., Рожков А.М. Плазменная 

очистка подложек интегральных схем / Тезисы докладов V11 Всесоюзной 

конференции по плазменным ускорителям, Минск, 1976.

Во всех докладах соавтор В.И. Фареник

Получены пленки с 

высокой адгезией на 

гибких носителях. 

Механизм нанесения с 

«ионным 

ассистированием» 

аналогичен  

классическим работам 

Д.  Меттокса, но без 

дополнительного 

ионного источника



Присуждена премия Министерства высшего и 

среднего специального образования СССР за 

монографию «Плазменная металлизация в 

вакууме», 1983 г. 

Лауреаты премии: 

Достанко А.П., Грушецкий С.В., Пикуль М.И., 

Ширипов В.Я. и др.

6. Достанко А.П., Красницкий В.И., Пикуль М.И., Рожков А.М., Фареник В.И. Модель 

разряда в скрещенных полях  / Доклады АН БССР, т. XXI, № 8, 695, 1977.

7. Пикуль М.И., Рожков А.М., Красницкий В.И., Фареник В.И. Выбор оптимальных 

параметров плазмы в парах металлов при осаждении металлизации 

полупроводниковых ИС / Тезисы докладов республ. НТК «Комплексная 

миниатюризация и повышение качества РЭА», Минск, 1976.



1976. Защита кандидатской диссертации М.И. Пикулем.

Знакомство с главным конструктором направления МЭП СССР, начальником отдела НИИ 

ВТ им. С.А. Векшинского (г. Москва), д. т. н., проф. Ивановским  Геннадием Фомичом. 

Дискуссия на конференции (1976 год) и знакомство с Белевским В.П., главным 

технологом НПО «Кристалл» (г. Киев), автором метода термоионного осаждения 

покрытий. Визит на НПО «Кристалл», знакомство с тематикой и оборудованием.

Визиты в НИИ ВТ, знакомство с тематикой и ведущими сотрудниками отдела № 41: 

ионные источники для травления и нанесения покрытий на основе систем со 

скрещенными Е/Н полями, ионно-химическое травление.

1977 год, зима. Семинар в НИИ ВТ (г. Москва) «Физические принципы плазменных 

технологий в микроэлектронике» Докладчики – ученые ХГУ: Фареник В.И., Гладких Н.Т., 

Коваль А.Г., Пелихатый Н.И., Власов В.В., Юнаков Н.Н. и др.

1977 год, осень. I Всесоюзная школа-конференция молодых ученых 

«Современные методы нагрева и диагностики плазмы».

Впервые работает секция «Плазменные технологии», 

руководитель Г.Ф. Ивановский

Первые хозяйственные договора с организациями МЭП СССР.



1978 год, весна
Решение с А.М. Рожковым вопроса о разработке двух 

самостоятельных направлений на основе 

лаборатории коллективных процессов:

Сепарация ионов в плазменной фазе             

– научный руководитель А.М. Рожков

Физические основы плазменных технологий 

в микроэлектронике  

– научный руководитель В.И. Фареник

Разработка спецкурса «Физические основы 

плазменных технологий в микроэлектронике» 

Выделение группе В.И. Фареника аудитории № 201

Все эти годы (1974 – 1978) в лаборатории коллективных 

процессов (рук. Рожков А.М.) кафедры физики плазмы 

продолжались исследования неустойчивых состояний 

вращающейся плазмы, разделения ионов с близкими массами, 

параметрических эффектов в ВЧ плазме и плазме в Е/Н полях, 

результаты которых опубликованы в следующих изданиях: ЖТФ, 

43, вып. 10, 822, 1974;  УФЖ, 19, вып. 5, 822, 1974 ; Cech. J. of 

Physics B. 24, B. 6, 632, 1974 ; ЖТФ, 44, вып. 8, 1788, 1974 ; ЖТФ, 

44, вып. 9, 2023, 1974 ; ЖТФ, 45, вып. 5, 986, 1975 ; Физика 

плазмы, вып. 2, № 4, 1976 ; УФЖ, Письма в редакцию, № 9,

1976; Письма в ЖЭТФ, 27, вып. 5, 264-267, 1977; Авторское 

свидетельство № 714997, 1978



1978 год, осень – 1979 год, лето -

инициативная группа в составе: Власов В.В., 

Юнаков Н.Н., Бизюков А.А., Покроев А.П., 

Крячко Ю.П., Карпухин С.И., Ясин И.В. (рук. 

Фареник В.И.) проводит работы по созданию 

в комнате № 201 необходимой лабораторной 

инфраструктуры, формированию парка 

научно-исследовательских установок, 

производственных площадей. 

Формирование 

научно-технической тематики 













1979 осень – 1991

Создание Отраслевой научно-исследовательской 

лаборатории диагностики плазменных 

технологических процессов при кафедре физики 

плазмы физико-технического факультета ХГУ 

им. А.М. Горького (МЭП СССР, МВССО УССР).

Научные исследования, прикладные разработки по 

проблеме «Физические основы плазменных 

технологий в микроэлектронике».

Создание основ учебной деятельности по 

направлениям работы ОНИЛ ДПТП.



1979 год, август - сентябрь

Совместный приказ МЭП СССР и МинВУЗа УССР о создании ОНИЛ ДПТП

Головная организация – НИИ ВТ, Москва

Подготовка для вышестоящих организаций плана работ ОНИЛ ДПТП на 1979 и 

на пятилетку

Формирование штата ОНИЛ ДПТП

Обеспечение финансирования 

Структура ОНИЛ ДПТП:

Фареник В.И. – научный руководитель, сектор ионно-

плазменных систем

Покроев А.Г. – начальник лаборатории

Власов В.В. – сектор ВЧ систем

Егоренков В.Д. – теоретическая группа

Босенко В.Н. – сектор конструкторских работ



1979 - 1991 годы

Полномасштабная работа лаборатории по ХД организаций МЭП, 

МРП, МОП СССР и важнейшей тематике МВССО УССР 

1979

Включение в учебную программу кафедры физики плазмы спецкурса 

«Физические основы плазменных технологий», доц. В.И. Фареник

1980

Разработка спецкурса «Плазмохимия», доц. В.В. Власов

Назначен начальником ОНИЛ ДПТП  к. ф.-м. н. Середа Н.Д. 

1981

Первые обсуждения с Г.Ф. Ивановским вопросов подготовки физиков -

специалистов в области плазменных технологий

1983 – создание СКТБ «Контур» МинВУЗОМ Украины

Создание направления подготовки «Прикладная физика плазмы». 

Руководитель доц. Е.И. Луценко 

Практика студентов КФП в НИИ ВТ, г. Москва 



1984 – 1985

Письмо в адрес ректора ХГУ И.Е. Тарапова о создании специальности 

«Физические технологии»

1985 – 1986 Фареник В.И. – декан ФТФ. Открытие специальности «Физика 

пучков заряженных частиц» 

Студенты кафедры Ясин И. и Карпухин С. на производственной практике в 

НИИ им. С.А. Векшинского

1988

Избрание на должность доцента кафедры с. н. с. ОНИЛ ДПТП А.А. Бизюкова

Создание самостоятельной группы под руководством доц. А.А. Бизюкова с 

выделением за счет ОНИЛ ДПТП оборудования и помещения

Включение ОНИЛ ДПТП в состав Ассоциации НИИ и КБ МинВУЗа УССР

1989

Первый всесоюзный семинар «Физические основы плазменных технологий в 

микроэлектронике», Харьков, октябрь, ХГУ

Около 350 участников: научных сотрудников, специалистов СССР

1991

Второй всесоюзный семинар «Физические основы плазменных технологий в 

микроэлектронике», Харьков, октябрь, ХГУ

Около 300 участников



















Результаты разработок испытано в ведущих НИИ и внедрено на передовых 

предприятиях отечественной электронной промышленности НПО 

«Кристалл», ПО «Сатурн», ПО «Орион» (г. Киев), ЦКБ ПО «Донец» (г. 

Луганск), Минский радиотехнический институт, ПО «Интеграл» (г. Минск, 

Беларусь), НИИ Вакуумной техники им. С.А. Векшинского, Физико-

технологический институт РАН, НИИ Прикладной физики, НПО «Орион», 

НПО «Сапфир» (г. Москва, Россия), Московский институт электронной 

техники, НИИ Точных технологий, НИИ Молекулярной электроники, заводы 

«Микрон» и «Ангстрем», НИИ Точного машиностроения, НИИ 

«Микроприбор» (г. Зеленоград, Россия), ПО «Светлана», ПО «Авангард» (г. 

С-Петербург, Россия), НИИ Полупроводниковых приборов, НПО 

«Электроника» (г. Воронеж, Россия) в процессах формирования 

технологического рисунка в производстве приборов микро- и 

микрофотоэлектроники, а также на ряде предприятий Миноборонпрома 

СССР и Минрадиопрома СССР



Выбранное направление исследований и разработок сформировалось и было 

реализовано при выполнении таких межотраслевых и отраслевых программ, 

как: Программа общих работ высших учебных заведений МВССО СССР и 

союзных республик и предприятий МЭП СССР на 1981 – 1990 годы; 

Программа комплексных исследований вузов Минвуза УССР на 1981 – 1985 

годы по проблеме «Физические свойства и применение плазмы»; Программа 

общих научно-исследовательских работ институтов АН СССР, Минвуза и 

предприятий Минэлектронпрома в области оборудования и технологий 

плазмохимических и ионно-химических методов обработки на 1982 – 1985 

годы; Межвузовской целевой научно-технической программы Минвуза СССР 

«Ионно-плазменная технология» на 1983 – 1990 годы; Республиканская 

научная программа работ заведений АН УССР, МВССО УССР и организаций 

п/я А-1501 по проблеме «Микроэлектроника. Разработка новых принципов 

микроэлектроники и создание на их основе прогрессивных технологий, 

методов контроля и сверхкрупных интегральных микросхем» на 1984 1990 

годы, а также по плану важнейших тематик МВССО УССР



В соответствии с тематическим планом ОНИЛ ДПТП кафедры физики 

плазмы ХГУ выполнялись например, темы: «Исследование плазменных 

технологических процессов обработки поверхности твердых тел и 

разработка методов их диагностики и контроля», № ГР 01827003474; 1881 –

1985 годы; «Разработка и исследование автоматизированной установки для 

прецизионного низкоэнергетического высоковакуумного травления тонких 

пленок при создании матричных фотоприемников нового класса», шифр 

«Солярис», «Исследование и разработка прецизионных скоростных 

процессов плазмохимического травления полупроводниковых материалов и 

методов оперативного контроля этих процессов», шифр «Токамак», 

«Разработка комплекта установок ионно-плазменного травления 

полупроводниковых материалов диаметром 100 мм, использующихся при 

производстве фотоприемных приборов», шифр «Альтаир-Тополь», 

Постановление директивных органов, 1985 – 1990 годы. 



Фареник Владимир Иванович – научный 

руководитель ОНИЛ ДПТП с 1979 года, 

сейчас – заведующий

кафедрой физических технологий ХНУ 

имени В.Н. Каразина, директор НФТЦ 

МОНМС и НАН Украины.

В разные годы начальниками, 

руководителями отделов и секторов, 

ведущими научными сотрудниками и 

специалистами ОНИЛ ДПТП (с 1992 

НИЛ ДПТП) работали, продолжают 

сотрудничество

Юнаков Н.Н., Покроев А.Г., Власов В.В., 

Егоренков В.Д,, Середа Н.Д., 

Бизюков А.А., Целуйко А.Ф., Бобков В.В., 

Сосипатров М.В., Плетнев В.Н., 

Кропотов Н.Ю., Качанов Ю.А.,

Марущенко Н.Б., Ашеко А.А., 

Бизюков В.И., Крячко Ю.П., Ясин И.В., 

Карпухин С.И., Манзюк Н.А., 

Лукашевич О.И., Демченко П.И., 

Дружинин В.П., Глушко В.И., 

Босенко В.Н., Окороков В.В., Зыков А.В., 

Золенко Т.И.



В указанный период защитили кандидатские диссертации:

Юнаков Н.Н., Бизюков А.А., Зыков А.В., Целуйко А.Ф., Марущенко Н.Б. – по тематике 

лаборатории,  Ашеко А.А., Золенко Т.И. – сопутствующая тематика

Заведующий теоретическим отделом Егоренков В.Д. практически завершил подготовку 

докторской диссертации по специальности 01.04.08 – физика плазмы.

Опубликовано около 100 статей и сделано около 50 докладов на конференциях.

Получено 15 авторских свидетельств СССР на изобретения.

Основные научно-технические результаты, полученные за 

период существования ОНИЛ ДПТП представлены в статье 

В.И. Фареника «Малоэнергоемкие плазменные 

технологические системы с разрядами в комбинированных 

электрическом и магнитном полях», ФИП, том 7, № 3, 2009, 

с. 166.   

Создана ведущая в Украине 

группа по изучению процессов в 

низкотемпературной плазме



Конец 1991 года

Образование СНГ.

Практически, остановка всех взаимоотношений с передовыми предприятиями и 

организациями бывшего СССР

***

Установившаяся научная и прикладная тематики

Развитая научно-техническая база

Коллектив высококвалифицированных научных сотрудников и 

специалистов



1992 – по настоящее время

Создание Научного физико-

технологического центра МО и АН. 

Организация кафедры физических 

технологий за счет финансирования НФТЦ.

С 1993 – финансирование Министерства 

образования Украины. 

Образование Учебно-научного комплекса 

физических технологий 

в составе НФТЦ и ХГУ.



1992 год 
1 полугодие. Подготовка проекта для участия в первом украинском конкурсе 

Фонда фундаментальных исследования по разделу «Наукоемкие технологии»



Отказ в участии с формулировкой «…. Проект выходит далеко за рамки данного направления 

ФФИ» и рекомендации обратиться с ним в Академию наук Украины.

Ознакомление В.Г. Барьяхтара с данным проектом, встреча с заместителем министра 

Министерства образования Украины В.В. Козоризом.

Принятие решения о создании НИИ двойного подчинения для реализации проекта. 



Июнь-июль 1992 – подписание совместного приказа № 50/169 от 25 июня 

1992 /03 июля 1992 Министерства образования и Академии наук Украины о 

создании Научного физико-технологического центра





Август–сентябрь 1992 – совместный приказ ректора ХГУ и директора НФТЦ  о создании кафедры 

физических технологий в составе физико-технического факультета Университета и Учебно-научного 

комплекса физических технологий



Кадровый состав кафедры:

Рожков А.М. – заведующий кафедрой физических технологий, 

профессор КФП

Фареник В.И. – доцент кафедры ФП (директор НФТЦ по совместительству)

За счет финансирования НФТЦ преподаватели:

Юнаков Н.Н., Зыков А.В., Целуйко А.Ф., Будянский А.М., Сосипатров М.В. (зам. 

директора НФТЦ)

Решение организационных вопросов (помещения, мат. ценности) с КФП

Закупка оборудования, компьютерной и оргтехники

Приглашение проф. Гладких Н.Т. для чтения лекций 

Три специализации:

плазменные технологии; радиационные технологии; компьютерные 

технологии (как сервисная)

Особо отметим активную деятельность по организации учебного процесса 

доц. Целуйко А.Ф.



1992, осень

Размещение НФТЦ на площадях 

УПК Дзержинского района.

Создание лабораторий вакуумной 

техники и компьютерных 

технологий.

Создание локальной компьютерной 

сети на 20 рабочих мест на базе 

ЭВМ СМ-2.

Дополнительные 4 часа в неделю 

английского языка



1993

Реорганизация КФТ в бюджетную, выделение 

Министерством образования Украины ставок 

преподавателей и УВП.

Зачисление на эти ставки перечисленных выше 

сотрудников.

Проф. А.М. Рожков – заведующий кафедрой 

физических технологий

В.И. Фареник – штатный директор НФТЦ 

2 преподавательские ставки оставлены на КФП

Сосипатров М.В. – штатный зам. директора 

НФТЦ



1992 – 1993 

Открытие специализированного совета по защите диссертаций на 

соискание кандидата и доктора наук по прикладной физике плазмы 

(технические науки) и физике пучков заряженных частиц (физико-

математические науки). Председатель совета – проф. Рожков А.М., 

секретарь совета – доц. Демуцкий В.П.

Члены совета – ведущие ученые ВУЗов и НИИ г. Харькова

Совет функционировал до 1997 года.



От физико-технического факультета –

декан ФТФ Лапшин В.И. – директор 

УНКФТ, руководители тем: 

Азаренков Н.А., Черный В.В., 

Бизюков А.А., Бориско В.Н.,  

Юнаков Н.Н., Будянский А.М., 

Целуйко А.Ф., Стервоедов Н.Г., 

Кириченко В.Г., Рудычев В.Г. и др.

1992 - 2000

Особый период в ракурсе тематики настоящего доклада. 

Интенсивная научно-исследовательская работа в рамках УНКФТ по 

договорам НФТЦ (заказчик) и структурными подразделениями ХГУ: ФФ 

– рук. тем Гладких Н.Т., РФФ – рук. Пятак Н.И., ХФ – рук. Орлов В.Д. 

Физико-технический факультет – основной исполнитель НИР по 

заданиям НФТЦ.



1936 – 1994

Рожков Алим Михайлович 

Профессор, доктор физико-математических наук, 

Первый заведующий кафедрой физических технологий  



1995. Фареник В.И. – заведующий кафедрой физических технологий

1999. Фареник В.И. член координационного совета межотраслевой научно-

технической программы «Конкурентноспособные направления развития 

микроэлектроникив Украине»

2002 год Принята государственная программа развития промышленности в 

Украине в области электроники на 2002 – 2011 годы с участием ХНУ имени 

В.Н. Каразина (КФТ), НФТЦ



2000 - 2005 годы Участие в Международных, отечественных выставках-

ярмарках, демонстрация достижений КФТ и НФТЦ в разработках по микро- и 

нанотехнологиям



Дипломы, грамоты



Дипломы, грамоты



2003 год. Учреждение научного журнала 

«Физическая инженерия поверхности»



Юбилейный номер ФИП, 

посвященный 30-летию ОНИЛ ДПТП



2004 год, ноябрь Передислокация НФТЦ и части КФТ в Северный корпус 

ХНУ имени В.Н. Каразина

2006 год. Открытие специализации «Нанофизика и нанотехнологии»

2008 год. Создание специализации «Ионно-плазменные нанотехнологии и 

оборудование»



2007 год Организация и проведение первой ежегодной научной Международной 

конференции «Физико-химические основы формирования и модификации микро- и 

наностркутур»

ФММН 2011



2008 год.

Защита докторской диссертации 

по специальности 01.04.08 –

физика плазмы Лисовским 

Валерием Александровичем



1934 - 2010 

Гладких Николай Тимофеевич

доктор физико-математических наук,

профессор



1938 - 2010 

Терешин Владимир Иванович, 

доктор физико-математических наук, 

профессор, член-корреспондент НАН Украины, 

директор Института физики плазмы ННЦ ХФТИ



Научно-педагогический персонал кафедры



Наша гордость



ТП 35



ТП 45



ТП 55





Лаборатория интерактивных 

методов обучения

Руководитель лаборатории, 

научный сотрудник НФТЦ

Казачкова Наталья 

Александровна 

Физико-технический 

факультет, 

Северный корпус





Подготовка научных кадров (защита диссертаций) 1992 - 2012

Выпускники КФТ

1996 год: 4 (3 кр. диплом)

1997 год: 9 (3)

1998 год: 13 (7)

1999 год: 4 (0 )

2000 год: 15 (3)

2001 год: 12 (3)

2002 год: 15 (6)

2003 год: 10 (3)

2004 год: 10 (4)

2005 год: 6 (3)

2006 год: 8 (3)

2007 год: 4 (2)

2008 год: 7 (4)

2009 год: 5 (2)

2010 год: 8 (3)

2011 год: 7 (3)

Всего – 127,  с красным 

дипломом – 52, (40 %)

Защищено 16 кандидатских 

диссертаций



Всего защищено по кафедре и учебно-научному комплексу 

физтехнологий 

- 23 кандидатских диссертаций

- 5 докторских диссертаций: 

Остриков К.Н., Лисовский В.А., 

Береснев В.М., Бизюков А.А., Ларин В.И.



Благодарю за внимание!


